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with an adjustable output. The
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(57) Abstract:  The present
invention relates to a method
and device for drying
photoresist  coatings. A
substrate (12) provided with the
photoresist coating is impinged
upon by infrared radiation from
4 an infrared radiation source (4)

the photresist layer is measured
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[e o o o o o

™~
42\

0 00000 A

| [ Sasind]

T~
/

e M B o

5 17
M 7

the infrared radiation source is

9 temperature-controlled so as to
achieve a specific chronological

+ temperature cycle.  For this

purpose, the inventive device
is provided with a control unit
(8) and a temperature measuring
device (6, 7). The inventive
method and device pertaining
thereto enable especially thick
photoresist coatings (220 pm)
to be dried in an optimum
manner over a short period of
time. The photoresist mask that

is subsequently produced has a
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Trocknung von Photoresist-
schichten, bei dem ein Substrat (12) mit der aufgebrachten Photoresistschicht mit IR-Strahlung einer in der Leistung vegelbaren
IR-Strahlungsquelle (4) beaufschlagt wird. Wahrend der Trocknung wird die Temperatur in der Umgebung der Photoresistschicht
gemessen und die Leistung der IR-Strahlungsquelle anhand der Temperatur so gesteuert, daB ein vorgegebener zeitlicher Tempe-
raturverlauf realisiert wird. In der erfindungsgemiBen Vorrichtung sind hierzu eine Steuereinheit (8) sowie eine TemperaturmeB-
einrichtung (6, 7) vorgesehen. Mit dem erfindungsgemdfen Verfahren und der zugehorigen Vorrichtung lassen sich insbesondere
dicke Photoresistschichten (220 um) in kurzer Zeit optimal trocknen, wobei eine hohe Auflosung einer nachfolgend hergestellten
Photoresistmaske erreicht werden kann.
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